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SIRBeC scheda PSTRL - ST110-00745

CODICI

Unita operativa: ST110

Numero scheda: 745

Codice scheda: ST110-00745
Visibilita scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03
Tipo scheda: PST

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03
Numero catalogo generale: 01985466
Ente schedatore: R03/ Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Ente competente: S27

ALTRI CODICI

Altro codice: COMSCRSTA/MNST

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: lastra litografica

CATEGORIA

Categoria principale: Industria, manifattura, artigianato
Altra categoria: Scrittura e Stampa

Parole chiave: litografia

Parole chiave: matrice in piano

Parole chiave: Cristoforo Colombo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Pagina 2/8



SIRBeC scheda PSTRL - ST110-00745

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: Ml

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: padiglione

Qualificazione: museale

Denominazione: Museo della Scienza e della Tecnologia - Padiglione Trasporti Aerei e Marittimi
Denominazione spazio viabilistico: Via Olona, 6 bis

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilita: SI

Specifiche: accessibile, ma non esposto al pubblico

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Registro inventario generale
Data: 1953-

Numero: 9685

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X: 513415,36464
PUNTO|Coordinata Y: 5034172,1448

Proiezione e Sistema di riferimento: WGS84 UTM32

CRONOLOGIA
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CRONOLOGIA GENERICA

Fascia cronologica di riferimento: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA
Da: 1900

Validita: ca.
A: 1949
Validita: ca.

Motivazione cronologia: analisi storico-tecnica

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE/RESPONSABILITA'

Ruolo: produttore

Autore/Nome scelto: Antonio Vallardi Editore
Dati anagrafici/Periodo di attivita: 1750/ 1971
Codice scheda autore: ST110-00299

Sigla per citazione: 91100122

Motivazione dell’attribuzione: contesto

DATI TECNICI

Materia e tecnica: metallo
MISURE [1/ 2]

Unita: cm

Altezza: 50

Larghezza: 70
Lunghezza: 0,1

Validita: ca.

MISURE [2 / 2]

Unita: g

Peso: 400

Validita: ca.
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DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto: Lastra di metallo con superficie litografata.
Soggetto: PERSONAGGI: Cristoforo Colombo; FIGURE: uomini; MEZZI DI TRASPORTO: veliero
Funzione: Lastra utilizzata come matrice da stampa in macchine pianocilindriche.

Notizie storico-critiche

La litografia € un procedimento di stampa con matrice in piano e venne elaborata da Alois Senefelder nel 1796.

La tecnica, affinata in diversi anni di prove, consiste nel prendere una pietra calcarea (quindi porosa) compatta e
omogenea, di spessore sufficiente affinché non si rompa durante |'uso del torchio per la stampa. Si leviga la superficie e
si disegna, al contrario, I'immagine che si vuole stampare utilizzando una matita litografica composta da sostanze
grasse o piu in generale un inchiostro litografico con le stesse caratteristiche. |l carbonato di calcio che costituisce la
pietra trattiene i grassi. Finito il disegno si sottopone la pietra ad un trattamento acido-gommoso (con un liquido detto
"preparazione" costituito da acido nitrico, gomma arabica acidificata e acqua) che trasforma le parti della pietra non
protette dall'inchiostro gommoso in nitrato di calcio, sostanza idrofila (che respinge I'acqua). Circa 24 ore dopo, con la
trementina si toglie l'inchiostro litografico e con esso il disegno. La superficie della pietra non presenta né abrasioni né
incisioni (matrice in piano) perche si é agito sulla struttura chimica della superficie. La matrice & pronta per la stampa.

Si posiziona la matrice nel torchio litografico, si bagna, si inchiostra con un rullo di caucciu: l'inchiostro aderisce dove e
rimasto il carbonato di calcio ovvero dove c'era il disegno e non dove c'é la sola pietra bagnata (nitrato di calcio). Si
posiziona il foglio da stampare, si sovrappongono altri fogli ed un cartone e si comprime. Al termine si toglie il foglio e si
mette ad asciugare.

Il disegno prende la grana della pietra litografica che é piu fine della grana del foglio di carta che si avrebbe se si
disegnasse direttamente a mano.

Successivamente Senefelder inventd anche il metodo autografico che permetteva di disegnare dritto e non alla
rovescia.

La tecnica litografica permise di allargare il numero di artisti che potessero creare le matrici da stampa (con la tecnica
incisoria molti meno erano in grado di realizzarle) e rese possibile la stampa a colori (cromolitografia) inventata da
Godefroy Engelmann nel 1837 e utilizzata fino agli anni '40 del XX secolo. Inoltre con matrici litografiche era possibile
stampare un numero di copie molto piu alto che con matrici, ad esempio, ad acquaforte. Tecnica molto utilizzata per libri
illustrati e per riproduzione di opere d'arte.

In Italia la tecnica litografica viene introdotta attorno al 1805, a Roma, da G. Dall'Armi.

Intorno al 1840 la lastra di pietra viene sostituita da una lastra di zinco o alluminio, materiali porosi, che permette l'uso di
macchine pianocilindriche per la stampa.

Un ulteriore sviluppo sara poi la fotolitografia in cui si stampa unimmagine fotografica su una lastra di zinco
sensibilizzata e poi si procede al trattamento chimico e quindi alla stampa.

Oggi la litografia e utilizzata in forme gestite da sistemi elettronici nella fabbricazione di circuiti integrati e di altri
dispositivi a semiconduttori (litografia ottica, litografia a raggi X e a fascio elettronico).

Questa lastra litografica e stata donata al Museo dall'Ing. Giuseppe Vallardi che nel 1969 fondo la casa editrice "Vallardi
Industrie Grafiche" tuttora esistente all'interno del gruppo GeMS (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol). Nel 1969 infatti
Giuseppe, figlio di Antonio, rilevo I'attrezzatura grafica, i macchinari e alcuni diritti di pubblicazione dalla "Antonio Vallardi
s.a.s.", storica casa editrice fondata nel 1750, e fondo la nuova casa editrice che oggi si occupa soprattutto di libri per
ragazzi. Questa lastra litografica fa parte probabilmente di quelle prodotte negli stabilimenti di Antonio Vallardi a Milano
che comprendevano, gia nell'ultima quarto del XIX sec e fino alla fine degli anni '60 del XX sec, impanti litografici,
calcografici, tipografici, di stereotipia, di legatoria.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2009

Stato di conservazione: buono
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CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione
Nome: Vallardi, Giuseppe
Data acquisizione: 2003
Luogo acquisizione: MI/ Milano

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprieta privata
Indicazione specifica: Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Indirizzo: Via San Vittore, 21 - 20123 Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/ 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Colombo, Rodolfo

Data: 2010/06/00

Ente proprietario: Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
Codice identificativo: 09685

Percorso relativo del file: CARTELLA DATI SIRBEC\DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA\ST110_foto
Nome del file: 09685.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/ 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Colombo, Rodolfo

Data: 2010/06/00

Ente proprietario: Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"
Codice identificativo: 09685_01

Percorso relativo del file: CARTELLA DATI SIRBEC\DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA\ST110_foto
Nome del file: 09685 01.jpg

IMMAGINI DATABASE [1/ 2]
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Path dell'immagine originale: ST110
Nome file dell'immagine originale: 09685.jpg

IMMAGINI DATABASE [2/ 2]

Path dell'immagine originale: ST110
Nome file dell'immagine originale: 09685_01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1/2]

Genere: bibliografia di confronto
Autore: Istruzioni uso

Titolo libro o rivista
Istruzioni per I'uso dell'apparecchio da ingrandimento Leitz "FOCOMAT" con messa a fuoco automatica

Luogo di edizione: Wetzlar

Anno di edizione: 1934

Codice scheda bibliografia: ST110-00121
Sigla per citazione: 81100052

BIBLIOGRAFIA [2/ 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ciné Paillard

Titolo libro o rivista: Ciné Paillard

Luogo di edizione: S.te Croix

Anno di edizione: 19537

Codice scheda bibliografia: ST110-00122

Sigla per citazione: 81100053

ACCESSO Al DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: bene di proprieta privata

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2009

Nome: Ranon, Simona
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Referente scientifico: Brenni, Paolo
Funzionario responsabile: Sutera, Salvatore
Funzionario responsabile: Ronzon, Laura

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2011
Nome: lannone, Vincenzo
Ente: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"

Funzionario responsabile: Ronzon, Laura

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2022/01/12
Ultima modifica scheda - ora: 10.21

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2022/02/03
Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 02.00
Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2021/03/15

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 02.00
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